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(57)【要約】
　本発明はシリコーン含有組成物、前記シリコーン含有組成物の作製プロセス、ならびに
そのような組成物に基づいたパーソナルケアおよび他の製品に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシロキサン系組成物であって：
　ａ）一般式：
【化６】

〔式中、それぞれのＲが同一であるかもしくは異なり、１～１２個の炭素原子を含有する
、直鎖もしくは分岐の開鎖アルキル基であり、ｎは０から５である〕
の少なくとも１つのポリシロキサン、
　ｂ）少なくとも１つのカルボマー；ならびに
　ｃ）（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の総重量の少なくとも１重量パーセントである水もし
くは水溶性溶液、
を含有する、ポリシロキサン系組成物。
【請求項２】
　ポリシロキサン（ａ）が式：

【化７】

を有するポリシロキサンであり、式中、Ｒ１が同一であるかまたは異なる６から１０個の
炭素原子を含有するアルキルであり、ｎが０から５である、請求項１に記載のポリシロキ
サン系組成物。
【請求項３】
　ポリシロキサン（ａ）が式：
【化８】

を有するポリシロキサンである、請求項１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項４】
　ポリシロキサン（ａ）が式：
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【化９】

を有するポリシロキサンである、請求項１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項５】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の０．０１から９９重量パーセントの範囲の量で存
在し、カルボマー（ｂ）が全重量の０．０００１から４０重量パーセントの範囲の量で存
在し、そして水もしくは水溶性溶液が全組成物の１から９９．５重量パーセントである、
請求項１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項６】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の０．１から１５重量パーセントの範囲の量で存在
し、カルボマー（ｂ）が全重量の０．００１から１０重量パーセントの範囲の量で存在し
、そして水もしくは水溶性溶液が全組成物の２０から９９重量パーセントである、請求項
１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項７】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の１から５重量パーセントの範囲の量で存在し、カ
ルボマー（ｂ）が全重量の０．０２から５重量パーセントの範囲の量で存在し、そして水
もしくは水溶性溶液が全組成物の６０から９８重量パーセントである、請求項１に記載の
ポリシロキサン系組成物。
【請求項８】
　ポリシロキサン（ａ）が、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－エチルト
リシロキサン、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－オクチルトリシロキサ
ン、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－ヘキシルトリシロキサン、３－ペ
ンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン、１，１，１，３，
５，５，５－ヘプタメチル－３－オクチルトリシロキサン、１，１，１，３，５，５，５
－ヘプタメチル－３－ヘキシルトリシロキサン；３－（１－エチルブチル）－１，１，１
，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタ
メチル－３－（１－メチルペンチル）トリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘ
プタメチル－３－（１－メチルプロピル）トリシロキサン；３－（１，１－ジメチルエチ
ル）－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５，５
，５－ヘキサメチル－３，３－ビス（１－メチルエチル）トリシロキサン；３－（３，３
－ジメチルブチル）－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，
１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルブチル）トリシロキサン；１
，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルペンチル）トリシロキサン
；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（２－メチルプロピル）トリシロキ
サン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－プロピルトリシロキサン；３－
イソヘキシル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ｔｅｒ
ｔ－ペンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ネオ－
ペンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５
，５，５－ヘキサメチル－３，３－ジプロピルトリシロキサン；３，３－ジエチル－１，
１，１，５，５，５－ヘキサメチルトリシロキサン；３，３－ジブチル－１，１，１，５
，５，５－ヘキサメチルトリシロキサン；３－エチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘ
プタメチルトリシロキサン；３－ヘプチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル
トリシロキサン；１，１，１，５，５，５－ヘキサメチル－３，３－ジエチルトリシロキ
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サン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－ブチルトリシロキサン、および
ＰＥＧ／ＰＰＧ　５／３メチコーンからなる群より選択される少なくともひとつである、
請求項１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項９】
　カルボマー（ｂ）が、ショ糖アリルエステル、ペンタエリスリトールアリルエステルま
たはプロピレンによって架橋されたアクリル酸の合成高分子ポリマーの少なくとも一つで
ある、請求項１に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項１０】
　カルボマー（ｂ）が非カルボマーの構造剤もしくは増粘剤である、請求項１に記載のポ
リシロキサン系組成物。
【請求項１１】
　非カルボマー（ｂ）が、ゴム、セルロース誘導体、でんぷんおよび粘土からなる群より
選択される少なくとも１つである、請求項１０に記載のポリシロキサン系組成物。
【請求項１２】
　パーソナルケア配合物が、デオドラント、制汗剤、制汗剤／デオドラントのような製品
を含み、スプレー、スティックおよび回転塗布式製品、髭剃り用製品、スキンローション
、モイスチャー、トナー、風呂用品、クレンジング製品、シャンプー、コンディショナー
、複合シャンプー／コンディショナー、ムース、スタイリングジェル、ヘアスプレー、ヘ
アダイ、ヘアカラー製品、髪の脱色剤、ウェービング製品、ヘアストレイナー、マニキュ
ア液、マニキュア除去剤、ネイルクリームおよびローション、角質柔軟剤、日焼け止め剤
、虫よけ剤、老化防止剤、口紅、ファンデーション、フェースパウダー、アイライナー、
アイシャドウ、頬紅、メーキャップ、マスカラ、保湿剤、ファンデーション、ボディーお
よびハンド用剤、スキンケア用剤、フェースおよびネック用剤、トニック、化粧、整髪助
剤、エアロゾル定着剤、香料製剤、ひげそりあと用剤、メーキャップ用剤、ソフト・フォ
ーカス用剤、夜および昼のスキンケア用剤、無色整髪用剤、日焼け用剤、合成および非合
成固形せっけん、ハンドリキッド、毛穴パック、パーソナルケアのための不織布の利用、
ベビーローション、ベビーバスおよびシャンプー、ベビーコンディショナー、髭剃り用剤
、きゅうりスライス、スキンパッド、メーキャップ除去剤、洗顔製品、コールドクリーム
、日焼け止め製品、ムース、霧吹き、ペーストマスクおよびマッド、フェースマスク、コ
ロンおよび化粧水、ヘアーキューティクル保護剤、シャワージェル、フェースおよびボデ
ィー洗剤、パーソナルケア洗い流し製品、ジェル、泡風呂、洗濯洗剤、収斂剤、ネイルコ
ンディショナー、アイシャドウスティック、フェースもしくは目のためのパウダー、リッ
プグロス、ヘアケアポンプスプレーおよび他の非エアロゾルスプレー、縮毛調整ジェル、
ヘアリーブインコンディショナー、ヘアポマード、毛髪ほぐし製品、毛髪固定剤、毛髪脱
色製品、スキンローション、髭剃りおよび電気髭剃り準備剤、無水クリームおよびローシ
ョン、油／水・水／油・多重およびマクロおよびミクロエマルション、耐水クリームおよ
びローション、抗にきび用剤、口内洗浄液、マッサージオイル、練り歯磨き、除去ジェル
およびスティック、軟膏基剤、局所創傷治癒製品、エアロゾル滑石、保護スプレー、ビタ
ミンおよび老化防止用剤、ハーブエキス用剤、バスソルト、バスおよびボディミルク、ヘ
アスタイリング助剤、ヘア軟固体塗布、眼軟固体塗布、ネイル軟固体塗布、および皮膚軟
固体塗布、制御放出によるパーソナルケア製品、ヘアコンディショニング噴霧、スキンケ
ア湿潤噴霧、スキン拭き取り用品、毛穴洗浄剤、シミ除去剤、スキンエクスフォリエータ
ー、皮膚落屑促進剤、スキンタオルおよびクロス、脱毛用剤、パーソナルケア滑剤、ネイ
ル着色用剤、日焼け止め剤、皮膚へと投与されるための医薬組成物の局所投与用ドラッグ
デリバリーシステム、ならびに前述の用途の少なくとも一つを含有する組み合わせを含む
群より選択される、請求項１に記載のポリシロキサン系組成物を含有するパーソナルケア
配合物。
【請求項１３】
　皮膚軟化剤、モイスチャー、保湿剤、顔料、被覆マイカ、着色剤、香料、殺生物剤、保
存料、抗酸化剤、抗菌剤、抗真菌剤、制汗剤、剥離剤、ホルモン、酵素、医薬化合物、ビ
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、シリコーン・オイル、オーガニック・オイル、ワックス、薄膜形成剤、増粘剤、微粒子
充填剤、粘土、およびそれらの混合物からなる群より選択されるパーソナルケア成分をさ
らに含有する、請求項１２に記載のパーソナルケア配合物。
【請求項１４】
　界面活性剤、乳化剤、溶媒、皮膚軟化剤、モイスチャー、保湿剤、顔料、着色剤、香料
、殺生物剤、保存料、キレート剤、抗酸化剤、抗菌剤、抗真菌剤、制汗剤、剥離剤、ホル
モン、酵素、医薬化合物、ビタミン、アルファヒドロキシ酸、ベータヒドロキシ酸、レチ
ノール、ナイアシンアミド、皮膚美白剤、塩、電解質、アルコール、ポリオール、紫外線
吸収剤、植物抽出物、オーガニック・オイル、ワックス、薄膜形成剤、増粘剤、微粒子充
填剤、シリコーン、粘土、可塑剤、保湿剤、閉塞剤、感覚亢進剤、エステル、他の樹脂お
よび薄膜形成剤、または薄膜形成乳化剤、または高屈折率物質からなる群より選択される
少なくとも一つの成分をさらに含有する、請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　ｉ）
　ａ）一般式：
【化１０】

〔式中、それぞれのＲが同一のもしくは異なる、１～１２個の炭素原子を含有する、直鎖
もしくは分岐の開鎖アルキル基であり、ｎが０から５である〕
の少なくとも１つのポリシロキサン、
　ｂ）少なくとも１つのカルボマー；ならびに
　ｃ）（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の総重量の少なくとも１重量パーセントである水もし
くは水溶性溶液、
を混合するステップ
を含有するポリシロキサン系組成物の作製プロセス。
【請求項１６】
　ポリシロキサン（ａ）が式：
【化１１】

を有するポリシロキサンであり、式中、Ｒ１が同一であるかまたは異なる６から１０個の
炭素原子を含有するアルキルであり、ｎが０から５である、請求項１５に記載のプロセス
。
【請求項１７】
　ポリシロキサン（ａ）が式：
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【化１２】

を有するポリシロキサンである、請求項１５に記載のプロセス。
【請求項１８】
　ポリシロキサン（ａ）が式：
【化１３】

を有するポリシロキサンである、請求項１５に記載のプロセス。
【請求項１９】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の０．０１から９９重量パーセントの範囲の量で存
在し、カルボマー（ｂ）が全重量の０．０００１から４０重量パーセントの範囲の量で存
在し、そして水もしくは水溶性溶液が全組成物の１から９９．５重量パーセントである、
請求項１５に記載のプロセス。
【請求項２０】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の０．１から１５重量パーセントの範囲の量で存在
し、カルボマー（ｂ）が全重量の０．００１から１０重量パーセントの範囲の量で存在し
、そして水もしくは水溶性溶液が全組成物の２０から９９重量パーセントである、請求項
１５に記載のプロセス。
【請求項２１】
　ポリシロキサン（ａ）が、全組成物の１から５重量パーセントの範囲の量で存在し、カ
ルボマー（ｂ）が全重量の０．０２から５重量パーセントの範囲の量で存在し、そして水
もしくは水溶性溶液が全組成物の６０から９８重量パーセントである、請求項１５に記載
のプロセス。
【請求項２２】
　ポリシロキサン（ａ）が、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－エチルト
リシロキサン、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－オクチルトリシロキサ
ン、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－ヘキシルトリシロキサン、３－ペ
ンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン、１，１，１，３，
５，５，５－ヘプタメチル－３－オクチルトリシロキサン、１，１，１，３，５，５，５
－ヘプタメチル－３－ヘキシルトリシロキサン；３－（１－エチルブチル）－１，１，１
，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタ
メチル－３－（１－メチルペンチル）トリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘ
プタメチル－３－（１－メチルプロピル）トリシロキサン；３－（１，１－ジメチルエチ
ル）－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５，５
，５－ヘキサメチル－３，３－ビス（１－メチルエチル）トリシロキサン；３－（３，３
－ジメチルブチル）－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，
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１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルブチル）トリシロキサン；１
，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルペンチル）トリシロキサン
；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（２－メチルプロピル）トリシロキ
サン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－プロピルトリシロキサン；３－
イソヘキシル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ｔｅｒ
ｔ－ペンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ネオ－
ペンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５
，５，５－ヘキサメチル－３，３－ジプロピルトリシロキサン；３，３－ジエチル－１，
１，１，５，５，５－ヘキサメチルトリシロキサン；３，３－ジブチル－１，１，１，５
，５，５－ヘキサメチルトリシロキサン；３－エチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘ
プタメチルトリシロキサン；３－ヘプチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル
トリシロキサン；１，１，１，５，５，５－ヘキサメチル－３，３－ジエチルトリシロキ
サン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－ブチルトリシロキサン、および
ＰＥＧ／ＰＰＧ　５／３メチコーンからなる群より選択される少なくともひとつである、
請求項１５に記載のプロセス。
【請求項２３】
　カルボマー（ｂ）が、ショ糖アリルエステル、ペンタエリスリトールアリルエステルま
たはプロピレンによって架橋されたアクリル酸の合成高分子ポリマーの少なくとも一つで
ある、請求項１５に記載のプロセス。
【請求項２４】
　カルボマー（ｂ）が、ショ糖アリルエステルもしくはペンタエリスリトールアリルエス
テルによって架橋されたアクリル酸の合成高分子ポリマーの少なくとも一つである、請求
項１５に記載のプロセス。
【請求項２５】
　カルボマー（ｂ）が非カルボマーの構造剤もしくは増粘剤である、請求項１５に記載の
プロセス。
【請求項２６】
　非カルボマー（ｂ）が、ゴム、セルロース誘導体、でんぷんおよび粘土からなる群より
選択される少なくとも１つである、請求項２５に記載のプロセス。
【請求項２７】
　パーソナルケア配合物が、デオドラント、制汗剤、制汗剤／デオドラントのような製品
を含み、スプレー、スティックおよび回転塗布式製品、髭剃り用製品、スキンローション
、モイスチャー、トナー、風呂用品、クレンジング製品、シャンプー、コンディショナー
、複合シャンプー／コンディショナー、ムース、スタイリングジェル、ヘアスプレー、ヘ
アダイ、ヘアカラー製品、髪の脱色剤、ウェービング製品、ヘアストレイナー、マニキュ
ア液、マニキュア除去剤、ネイルクリームおよびローション、角質柔軟剤、日焼け止め剤
、虫よけ剤、老化防止剤、口紅、ファンデーション、フェースパウダー、アイライナー、
アイシャドウ、頬紅、メーキャップ、マスカラ、保湿剤、ファンデーション、ボディーお
よびハンド用剤、スキンケア用剤、フェースおよびネック用剤、トニック、化粧、整髪助
剤、エアロゾル定着剤、香料製剤、ひげそりあと用剤、メーキャップ用剤、ソフト・フォ
ーカス用剤、夜および昼のスキンケア用剤、無色整髪用剤、日焼け用剤、合成および非合
成固形せっけん、ハンドリキッド、毛穴パック、パーソナルケアのための不織布の利用、
ベビーローション、ベビーバスおよびシャンプー、ベビーコンディショナー、髭剃り用剤
、きゅうりスライス、スキンパッド、メーキャップ除去剤、洗顔製品、コールドクリーム
、日焼け止め製品、ムース、霧吹き、ペーストマスクおよびマッド、フェースマスク、コ
ロンおよび化粧水、ヘアーキューティクル保護剤、シャワージェル、フェースおよびボデ
ィー洗剤、パーソナルケア洗い流し製品、ジェル、泡風呂、洗濯洗剤、収斂剤、ネイルコ
ンディショナー、アイシャドウスティック、フェースもしくは目のためのパウダー、リッ
プグロス、ヘアケアポンプスプレーおよび他の非エアロゾルスプレー、縮毛調整ジェル、
ヘアリーブインコンディショナー、ヘアポマード、毛髪ほぐし製品、毛髪固定剤、毛髪脱
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色製品、スキンローション、髭剃りおよび電気髭剃り準備剤、無水クリームおよびローシ
ョン、油／水・水／油・多重およびマクロおよびミクロエマルション、耐水クリームおよ
びローション、抗にきび用剤、口内洗浄液、マッサージオイル、練り歯磨き、除去ジェル
およびスティック、軟膏基剤、局所創傷治癒製品、エアロゾル滑石、保護スプレー、ビタ
ミンおよび老化防止用剤、ハーブエキス用剤、バスソルト、バスおよびボディミルク、ヘ
アスタイリング助剤、ヘア軟固体塗布、眼軟固体塗布、ネイル軟固体塗布、および皮膚軟
固体塗布、制御放出によるパーソナルケア製品、ヘアコンディショニング噴霧、スキンケ
ア湿潤噴霧、スキン拭き取り用品、毛穴洗浄剤、シミ除去剤、スキンエクスフォリエータ
ー、皮膚落屑促進剤、スキンタオルおよびクロス、脱毛用剤、パーソナルケア滑剤、ネイ
ル着色用剤、日焼け止め剤、化粧品、ヘアケア製品、スキンケア製品、歯磨き粉、皮膚へ
と投与されるための医薬組成物の局所投与用ドラッグデリバリーシステム、ならびに前述
の用途の少なくとも一つを含有する組み合わせを含む群より選択される、請求項１５に記
載のプロセスによって調製されるポリシロキサン系組成物を含有するパーソナルケア配合
物。
【請求項２８】
　皮膚軟化剤、モイスチャー、保湿剤、顔料、被覆マイカ、着色剤、香料、殺生物剤、保
存料、抗酸化剤、抗菌剤、抗真菌剤、制汗剤、剥離剤、ホルモン、酵素、医薬化合物、ビ
タミン、塩、電解質、アルコール、ポリオール、紫外線吸収剤、植物抽出物、界面活性剤
、シリコーン・オイル、オーガニック・オイル、ワックス、薄膜形成剤、増粘剤、微粒子
充填剤、粘土、およびそれらの混合物からなる群より選択されるパーソナルケア成分をさ
らに含有する、請求項２７に記載のパーソナルケア配合物。
【請求項２９】
　界面活性剤、乳化剤、溶媒、皮膚軟化剤、モイスチャー、保湿剤、顔料、着色剤、香料
、殺生物剤、保存料、キレート剤、抗酸化剤、抗菌剤、抗真菌剤、制汗剤、剥離剤、ホル
モン、酵素、医薬化合物、ビタミン、アルファヒドロキシ酸、ベータヒドロキシ酸、レチ
ノール、ナイアシンアミド、皮膚美白剤、塩、電解質、アルコール、ポリオール、紫外線
吸収剤、植物抽出物、オーガニック・オイル、ワックス、薄膜形成剤、増粘剤、微粒子充
填剤、シリコーン、粘土、可塑剤、保湿剤、閉塞剤、感覚亢進剤、エステル、他の樹脂お
よび薄膜形成剤、または薄膜形成乳化剤、または高屈折率物質からなる群より選択される
少なくとも一つの成分をさらに含有する、請求項１５に記載のプロセス。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はシリコーン含有組成物、前記シリコーン含有組成物の製造プロセス、ならびに
そのような組成物に基づくパーソナルケア製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧品のようなパーソナルケア製品を配合する際には、そのようなタイプの物質におけ
る、カルボマーが塊になるかもしくは粘着性の塊になるような分散の困難さ、または最終
の産物の配合物における予測できない、再現性のない粘度をもたらす信頼できないカルボ
マーの分散性のために、問題が起こり得る。さらに、カルボマーを膨張させるのにかかる
時間は、この物質の不適切な分散によって負の効果をもたらし得る。ゆきとどいた分散の
技術は大部分のカルボマーを分散させるために必要であり、そして、例えば２０分より長
く５時間までのような長い湿潤時間が許容できるレベルの分散を達成するために必要であ
ろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　それゆえに、汎用の設備と標準的な製造規範とを用いて能率的で効果的に達成できる、
そのカルボマー内容物の高いレベルの分散を示すカルボマー含有組成物を提供することが
望ましいとされてきている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明によると、
　ａ）一般式（１）：
【化１】

〔式中、それぞれのＲが同一であるかもしくは異なり、１～１２個の炭素原子を含有する
、直鎖もしくは分岐の開鎖アルキル基であり、ｎは０から５である〕
の少なくとも１つのポリシロキサン、
　ｂ）少なくとも１つのカルボマー；ならびに
　ｃ）（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の総重量の少なくとも１重量パーセントである水もし
くは水溶性溶液、
を含有する、ポリシロキサン系組成物が提供される。
【０００５】
　本発明はさらに、
　ｉ）
　ａ）一般式（１）：
【化２】

〔式中、それぞれのＲが同一であるかもしくは異なり、１～１２個の炭素原子を含有する
、直鎖もしくは分岐の開鎖アルキル基であり、ｎは０から５である〕
の少なくとも１つのポリシロキサン、
　ｂ）少なくとも１つのカルボマー；ならびに
　ｃ）（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の総重量の少なくとも１重量パーセントである水もし
くは水溶性溶液、
を混合するステップ
を含有するポリシロキサン系組成物の作製プロセスを提供する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明はカルボマー含有組成物を提供し、それは、そのカルボマー成分の高い分散レベ
ルを示し、様々なパーソナルケア製品、化粧品などの調製に有用である。それらより作製
される本発明の組成物および配合物は、汎用の設備と標準的な製造規範を用いて、能率的
にそして効果的に実現される。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
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単数形である「ａ」、「ａｎ」および「ｔｈｅ」は、文脈が明確に他を示さない限り、複
数形の対象も含む。同一の特徴を列挙するすべての範囲の終点は、独立して組み合わせ可
能であり、列挙される終点を含む。すべての引用は参照によりここに組み入れられる。
【０００８】
　数に関連して用いられる修飾語「約」は述べられる値を含み、文脈によって指定される
意味を持つ（例えば、特定の量の測定と関連する許容範囲を含む）。
【０００９】
　「任意選択の」もしくは「任意選択により」は、つづいて記述される事象もしくは状況
が起こり得るかもしくは起こり得ないこと、または、あとに特定される物質が存在し得る
かもしくは存在し得ないことを意味し、そして、該記述は、事象もしくは状況が起こるか
または物質が存在する場合、または事象もしくは状況が起こらないかまたは物質が存在し
ない場合を含む。
【００１０】
　ここに記載されるおよび／もしくはクレームされるそれぞれの包括的な化学構造式にお
いて、二つもしくはそれ以上の置換基（「基」、「官能基」、「ラジカル」および「部分
」のような用語を包含する）は、それぞれ複数の特定される要素のいずれかの一つとして
それぞれ定義され、構造式はすべてのそのような置換基（亜種）を定義する要素のすべて
の可能性のある組み合わせを含むとみなされ、そして、あたかもそれぞれが個別に提示さ
れるかのごとくそれぞれの組み合わせ（亜種）が開示されるとみなされるべきである。
【００１１】
　使用されるすべてのセンチストークは、２５℃で測定されたものであるとここでは理解
されたい。
【００１２】
　ここに列挙される、すべての詳細な、より詳細な、そしてもっとも詳細な範囲は、それ
らの間のすべてのサブ範囲（ｓｕｂ－ｒａｎｇｅ）を含有するとここでは理解されたい。
【００１３】
　ここで用いられる所望の粘度は、ここに記載されるポリシロキサン系組成物の用途に応
じて大きく変化する。
本発明の実施態様によると、シリコーン液体、すなわちポリシロキサン（ａ）は５０００
ｃＳｔ未満の粘度を持つ。具体的な一実施態様によると、ポリシロキサン系組成物を、こ
こに記載されるパーソナルケア配合物中において使用できる。パーソナルケア配合物は特
定のパーソナルケア配合物に望まれる任意の粘度を持つ事ができる。
【００１４】
　シリコーン液体、すなわちポリシロキサン系組成物のポリシロキサン（ａ）は、パーソ
ナルケア製品においてこれまで使用される既知で汎用のシリコーン液体の任意のものの中
から選択できる。例えば、シリコーン液体は、オルガノポリシロキサン、シリコーンコポ
リオール、ジシロキサン、トリシロキサン、テトラシロキサンもしくはトリメチコーン、
アルキルシロキサンもしくはシクロポリシロキサン、またはそれらの組み合わせであり得
る。
【００１５】
　代用的なシリコーン液体は、８センチストローク以下の粘度を持ち、そして例えば、２
から７個のケイ素原子を持つもののような分岐の、非分岐の、直鎖の、もしくは環状のシ
リコーン液体を含み、それらのシリコーンは任意選択で、１から１２個の炭素原子を持つ
、アルキル、ポリエーテルもしくはアルコキシ基を任意選択で含有する。本発明において
使用し得るシリコーン液体のいくつかの非限定的な例は、オクタメチルシクロテトラシロ
キサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、ヘ
プタメチルヘキシルトリシロキサン、ヘプタメチルオクチルトリシロキサン、ヘキサメチ
ルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメチルテトラシロキサン、ドデカメ
チルペンタシロキサン、カプリルメチコーン、ＰＥＧ／ＰＰＧ５／３メチコーンおよびそ
れらの混合物を含む。
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【００１６】
　例えば、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、アルキル、ポリエーテルもしくはアル
コキシ基、ペンダントおよびもしくはシリコーン鎖末端にそれぞれ１から１２個の炭素原
子を持つアルキルおよびアルコキシ基を含有するポリジメチルシロキサン、エチルメチコ
ーン、ヘプチルメチコーン、ヘキシルメチコーン、プロピルメチコーン、イソプロピルメ
チコーン、ヘプチルメチコン、ｓｅｃ－ブチルメチコーン、ｔｅｒｔ－ブチルメチコーン
、ペンチルメチコーン、フェニルトリメチコーン、フェニルジメチコーン、フェニルトリ
メチルシロキシジフェニルシロキサン、ジフェニルジメチコーン、ジフェニルメチル－ジ
フェニルトリシロキサンおよび（２－フェニルエチル）トリメチルシロキシ－シリカート
のようなフェニル化シリコーンのようなシリコーン液体はまた、ここで有用である。
【００１７】
　ジシロキサンもしくはテトラシロキサンはポリシロキサン（ａ）として使用できるが、
一実施態様によるとポリシロキサン（ａ）はトリシロキサンである。一般式（１）のトリ
シロキサンのある非限定的な例は、１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－エ
チルトリシロキサンの非限定的例のような、エチルトリシロキサンからなる群から選択さ
れる、直鎖のアルキルトリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３
－オクチルトリシロキサンの非限定的例のような、オクチルシロキサン；１，１，１，３
，５，５，５－ヘプタメチル－３－ヘキシルトリシロキサンの非限定的例のような、ヘキ
シルトリシロキサン、およびそれらの組み合わせである。ここでの具体的な一実施態様に
おいて、一般式（１）のトリシロキサンは、参照によりここにそのすべてが組み入れられ
る米国特許公開２００４／０１９７２８４Ａ１に記載されるもののようなトリシロキサン
の少なくとも一つであり得る。ここでの他の具体的な実施態様において、一般式（１）の
トリシロキサンは、参照によりここにそのすべての内容が組み入れられる米国特許公開２
００５／００６９５６４Ａ１に記載されるもののようなトリシロキサンの少なくとも一つ
である。なおもさらに具体的な一実施態様において、一般式（１）のトリシロキサンは、
３－ペンチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；たとえば、
Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．によって
、「Ｓｉｌｓｏｆｔ０３４」の名前で売られている、１，１，１，３，５，５，５－ヘプ
タメチル－３－オクチルトリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－
３－ヘキシルトリシロキサン；３－（１－エチルブチル）－１，１，１，３，５，５，５
－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－（１
－メチルペンチル）トリシロキサン；１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－
（１－メチルプロピル）トリシロキサン；３－（１，１－ジメチルエチル）－１，１，１
，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５，５，５－ヘキサメチ
ル－３，３－ビス（１－メチルエチル）トリシロキサン；３－（３，３－ジメチルブチル
）－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，３，５，
５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルブチル）トリシロキサン；１，１，１，３，５
，５，５－ヘプタメチル－３－（３－メチルペンチル）トリシロキサン；１，１，１，３
，５，５，５－ヘプタメチル－３－（２－メチルプロピル）トリシロキサン；１，１，１
，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－プロピルトリシロキサン；３－イソヘキシル－１
，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ｔｅｒｔ－ペンチル－１
，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；３－ネオ－ペンチル－１，１
，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；１，１，１，５，５，５－ヘキサ
メチル－３，３－ジプロピルトリシロキサン；３，３－ジエチル－１，１，１，５，５，
５－ヘキサメチルトリシロキサン；３，３－ジブチル－１，１，１，５，５，５－ヘキサ
メチルトリシロキサン；３－エチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシ
ロキサン；３－ヘプチル－１，１，１，３，５，５，５－ヘプタメチルトリシロキサン；
１，１，１，５，５，５－ヘキサメチル－３，３－ジエチルトリシロキサン；１，１，１
，３，５，５，５－ヘプタメチル－３－ブチルトリシロキサン、およびそれらの組み合わ
せからなる群より選択され得る。
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【００１８】
　本発明の一具体例によると、ポリシロキサン系組成物のポリシロキサン（ａ）は以下の
式（２）：
【化３】

を有する。
【００１９】
　本発明の他の具体例によると、ポリシロキサン系組成物のポリシロキサン（ａ）は以下
の式（３）：

【化４】

を有し、式中、Ｒ１は同一であるかまたは異なる１から１２個の炭素原子のアルキルであ
り、ｎは０から５であり、そして、本発明の他の実施態様によると、同一であるかまたは
異なる６から１０個の炭素原子のアルキルであり、ｎは０から５である。
【００２０】
　本発明のさらに他の実施態様によると、ポリシロキサン系組成物のポリシロキサン（ａ
）は以下の式（４）：
【化５】

を有する。
【００２１】
　さらに、ポリシロキサン（ａ）は、Ｍｏｍｅｎｔｉｖｅ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｍ
ａｔｅｒｉａｌｓ　Ｉｎｃ．からのＳｉｌｓｏｆｔ０３４、Ｄｏｗ　Ｃｏｒｎｉｎｇから
のＴｏｒａｙ　ＦＺ－３１９６もしくはＣｌａｒｉａｎｔ　Ｉｎｃ．からのＳｉｌＣａｒ
ｅ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅ　４Ｍ１５、ＧｅｌｅｓｔからのＳｉｂｒｉｄ　ＡＭ１０８または
それらの組み合わせのようなものであるが、それらに限定しないいくつかの市販のものの
任意の１つであり得る。また、（以前はＷｉｔｃｏであったＣｈｅｍｔｕｒａからの）Ｈ
ｙｄｒｏｂｒｉｔｅ　２０００Ｇｅｌ、（Ｃｌａｒｉａｎｔｋａｒａｎｏ）ＳｉｌＣａｒ
ｅ　５１Ｍ１５であるカプリリルメチコーン中のトリメチルシロキシシリカートのようで
あるが、それらに限定されない混合物も本発明の意味におけるポリシロキサンとして含ま



(13) JP 2011-527341 A 2011.10.27

10

20

30

40

50

れる。
【００２２】
　カルボマー、本発明のポリシロキサン系組成物のすなわち成分（ｂ）は、ショ糖アリル
エステル、ペンタエリスリトールアリルエステル、またはプロピレンで架橋したアクリル
酸の合成高分子量ポリマーを含む。カルボマーの例は、例えば、ヒドロキシプロピルエチ
レンジアミンカルボマーおよびトリエタノールアミンカルボマーを含む。カルボマーの塩
は完全な塩（すべての酸性基は中和されている）もしくは部分的な塩（酸性基の一部のみ
が中和されている）であって良い。カルボマーの塩は完全な塩、部分的な塩、またはそれ
らの混合物を含むと理解されよう。一価もしくは二価の塩であるカルボマーの塩が好まし
く、ナトリウム、カルシウムもしくはカリウム塩がもっとも好ましいが、それらに限定さ
れない。そのようなカルボマーの市販の非限定例は、Ｎｏｖｅｏｎ（以前はＢＦ　Ｇｏｏ
ｄｒｉｃｈ）からのＣａｒｂｏｐｏｌ、Ａｃｒｉｔａｍｅｒ（ＲＩＴＡ）、Ｊｕｌｏｎ（
Ｎｉｈｏｎ　Ｊｕｎｙａｋｕ）、Ｐｏｌａｃｒｉｌ（Ｂｉｏｐｈｉｌ）、Ｓｙｎｔｈａｌ
ｅｎ（３Ｖ　Ｉｎｃ）、Ｔｅｇｏ（以前はＤｅｇｕｓｓａ　Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔであ
ったＥｖｏｎｉｋ）のような商標で売られているものならびにそれらの混合物である。パ
ーソナルケア製品において、カルボマーを構造剤（ｓｔｒｕｃｔｕｒａｎｔ）もしくは増
粘剤として用いる事ができる。
【００２３】
　本発明の構造剤もしくは増粘剤は、カルボマーの性質もしくは非カルボマーの性質であ
ってよく、そして、アクリラートコポリマー、グアーガムおよびキサンタンゴムを含むゴ
ム、セルロース誘導体、でんぷん、カオリンおよび他の粘土のようなケイ酸アルミニウム
粘土を含むが、それらには限定されない。他の水溶性の増粘剤もしくは構造剤は、化粧品
分野の技術者に公知である出版物であるＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ
　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｄｉｃｔｉｏｎａｒｙ　ａｎｄ　Ｈａｎｄｂｏｏｋに定義され
列挙されるものを含む。これらは、Ｎｏｖｅｏｎ　Ｉｎｃ．によるＣａｒｂｏｐｏｌもし
くはＰｅｍｕｌｅｎ、Ｒｈｏｄｉａ　Ｉｎｃ．によるＪａｇｕａｒ、ＲＴ　Ｖａｎｄｅｒ
ｂｉｌｔ　Ｉｎｃ．によるＶｅｅｇｕｍ、Ａ＆Ｅ　Ｃｏｎｎｏｃｋ　Ｉｎｃ．もしくはＷ
ｈｉｔｔａｋｅｒ　Ｃｌａｒｋ＆Ｄａｎｉｅｌｓ　Ｉｎｃ．によるＢｅｎｔｏｎｉｔｅ、
Ｅｌｅｍｅｎｔｉｓ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ　Ｉｎｃ．によるＢｅｎｔｏｎｅ　Ｇｅｌ
、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｏｌｌｏｉｄ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓ　Ｉ
ｎｃ．によるＰｏｌａｒｇｅｌおよびＣＰ　Ｋｅｌｃｏ　Ｉｎｃ．によるＫｅｌｔｒｏｌ
ならびにＨｅｒｃｕｌｅｓ　Ｉｎｃ．によるＮａｔｒｏｓｏｌの商品名の市販のものを含
むがそれらには限定されない。
【００２４】
　本発明の組成物の成分（ｃ）は水もしくは水溶性溶液であり得る。ここで意図されるよ
うに、水溶性溶液は、例えば塩水のような溶媒が水である溶液である。成分（ｃ）の他の
非限定的な例は、例えば、水中の顔料、またはスラリー、または水を主要な成分とする等
方性系もしくは非等方性系の任意のもののような水溶性分散液を含む。
【００２５】
　本発明の組成物の成分（ａ）、（ｂ）および（ｃ）の全成分の重量パーセントの範囲は
以下の通りである。：
成分　　　　　　　　　　　　　　　　　量の範囲
ポリシロキサン（成分（ａ））　　　　　０．０１－９９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１－１５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１－５
カルボマー（成分（ｂ））　　　　　　　０．０００１－４０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．００１―１０
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０２－５
水もしくは水溶性溶液（成分（ｃ））　　１－９９．５
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０－９９
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０－９８
【００２６】
　例えば、パーソナルケア製品、ホームケア製品、他の消費用製品、医薬製品などを調製
するために、追加の成分を本発明のポリシロキサン系組成物へと既知で汎用の量で添加で
きる。追加の成分の例は、界面活性剤、乳化剤、溶媒、皮膚軟化剤、モイスチャー、保湿
剤、顔料、着色剤、香料、殺生物剤、保存料、キレート剤、抗酸化剤、抗菌剤、抗真菌剤
、制汗剤、剥離剤、ホルモン、酵素、医薬化合物、ビタミン、アルファヒドロキシ酸、ベ
ータヒドロキシ酸、レチノール、ナイアシンアミド、皮膚美白剤、塩、電解質、アルコー
ル、ポリオール、紫外線吸収剤、植物抽出物、オーガニック・オイル、ワックス、薄膜形
成剤、増粘剤、微粒子充填剤、シリコーン、粘土、可塑剤、保湿剤、閉塞剤（ｏｃｃｌｕ
ｓｉｖｅ）、感覚亢進剤、エステル、他の樹脂および薄膜形成剤、または薄膜形成乳化剤
、または高屈折率物質など、ならびに前述の物質の少なくとも一つを含有する組み合わせ
を含む。追加の成分はまた、漂白剤、殺虫剤、乳化破壊剤、および目的の産業用途もしく
は最終使用者用途に応じた様々な機能の多くの他の成分を含んでも良い。
【００２７】
　調製するのに本発明が使用できるパーソナルケア製品の例は、デオドラント、制汗剤、
制汗剤／デオドラントのような製品を含み、スプレー、スティックおよび回転塗布式製品
、髭剃り用製品、スキンローション、モイスチャー、トナー、風呂用品、クレンジング製
品、シャンプー、コンディショナー、複合シャンプー／コンディショナー、ムース、スタ
イリングジェル、ヘアスプレー、ヘアダイ、ヘアカラー製品、髪の脱色剤、ウェービング
製品、ヘアストレイナー、マニキュア液、マニキュア除去剤、ネイルクリームおよびロー
ション、角質柔軟剤、日焼け止め剤、虫よけ剤、老化防止剤、口紅、ファンデーション、
フェースパウダー、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、メーキャップ、マスカラ、保湿
剤、ファンデーション、ボディーおよびハンド用剤、スキンケア用剤、フェースおよびネ
ック用剤、トニック、化粧、整髪助剤、エアロゾル定着剤、香料製剤、ひげそりあと用剤
、メーキャップ用剤、ソフト・フォーカス用剤、夜および昼のスキンケア用剤、無色整髪
用剤、日焼け用剤、合成および非合成固形せっけん、ハンドリキッド、毛穴パック、パー
ソナルケアのための不織布の利用、ベビーローション、ベビーバスおよびシャンプー、ベ
ビーコンディショナー、髭剃り用剤、きゅうりスライス、スキンパッド、メーキャップ除
去剤、洗顔製品、コールドクリーム、日焼け止め製品、ムース、霧吹き、ペーストマスク
およびマッド、フェースマスク、コロンおよび化粧水、ヘアーキューティクル保護剤、シ
ャワージェル、フェースおよびボディー洗剤、パーソナルケア洗い流し製品、ジェル、泡
風呂、洗濯洗剤、収斂剤、ネイルコンディショナー、アイシャドウスティック、フェース
もしくは目のためのパウダー、リップグロス、ヘアケアポンプスプレーおよび他の非エア
ロゾルスプレー、縮毛調整ジェル、ヘアリーブインコンディショナー、ヘアポマード、毛
髪ほぐし製品、毛髪固定剤、毛髪脱色製品、スキンローション、髭剃りおよび電気髭剃り
準備剤、無水クリームおよびローション、油／水・水／油・多重およびマクロおよびミク
ロエマルション、耐水クリームおよびローション、抗にきび用剤、口内洗浄液、マッサー
ジオイル、練り歯磨き、除去ジェルおよびスティック、軟膏基剤、局所創傷治癒製品、エ
アロゾル滑石、保護スプレー、ビタミンおよび老化防止用剤、ハーブエキス用剤、バスソ
ルト、バスおよびボディミルク、ヘアスタイリング助剤、ヘア軟固体塗布、眼軟固体塗布
、ネイル軟固体塗布、および皮膚軟固体塗布、制御放出によるパーソナルケア製品、ヘア
コンディショニング噴霧、スキンケア湿潤噴霧、スキン拭き取り用品、毛穴洗浄剤、シミ
除去剤、スキンエクスフォリエーター、皮膚落屑促進剤、スキンタオルおよびクロス、脱
毛用剤、パーソナルケア滑剤、ネイル着色用剤、皮膚へと投与されるための医薬組成物の
局所投与用ドラッグデリバリーシステム、ならびに前述の用途の少なくとも一つを含有す
る組み合わせを含む。
【実施例】
【００２８】
　Ｕ字型万能掻取ミキサーを備える２リットルの反応容器容量のバッチ反応器配置が使用
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された（ここの以下の実験を参照）が、例えば、カルボマーの分散特性もしくはカプリリ
ル酸メチコーンの反応容器湿潤特性はその分子構造に固有のものであるので、本発明の性
質は用いられた加工装置もしくは加工条件と無関係であることを指摘するのは重要である
。
【００２９】
　反応容器にカプリリルメチコーンを最初に充填することが操作の好ましい方法であるが
、本発明の性質は、水、カプリリルメチコーンもしくはカルボマーの添加の順序に無関係
であることを指摘するのは更に重要である。
【００３０】
　ポリシロキサン、カルボマーおよび水を含有する実施例１（本発明のポリシロキサン系
組成物の代表的なもの。それぞれの成分の重量パーセントは表１に示される）の調製は、
２４．００ｇのカプリリルメチコーンを２リットルのＩＫＡ　Ｍｉｎｉｐｌａｎｔ２反応
容器へと２５℃で添加し、カルボマーであるＣａｒｂｏｐｏｌ９３４（以前はＢＦ　Ｇｏ
ｏｄｒｉｃｈであったＮｏｖｅｏｎによって製造された）（すなわち、ｃａｒｂｏｐｏｌ
９３４はポリアリルスクロースにより架橋されたアクリル酸より調製された）、ならびに
７０１．２８ｇの脱イオン水の添加と６１ｒｐｍでの混合がその後に続くことによって達
成された。
【００３１】
【表１】

【００３２】
　実施例１は、下の表２に示される以下のサンケア配合物の完成品を調製するために用い
られた。
【００３３】
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【表２】

【００３４】
　サンケア配合物は以下のように調製された。：本発明の組成物である実施例１に対して
、６０℃で１時間の後、７０ｒｐｍの混合スピードにおいてテトラゾリウムＥＤＴＡが添
加された。その後、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリド、エチルヘキシルメトキシシ
ンナマート、エチルヘキシルサリチラートおよびイソプロピルミリスタートが添加された
。そして、ブチルメトキシジベンゾイルメタンが添加された。そして、トリエタノールア
ミンがｐＨが４．１０から６．３１になるまで添加された。１５分後、シクロペンタシロ
キサン（及び）Ｃ３０－４５アルキルセテアリルジメチコーンクロスポリマー（及び）シ
クロペンタシロキサン（及び）トリメチルシロキシシリカートが添加された。そして、ポ
リメチルシルセスキオキサンが添加された。そして、ｒｐｍを１１０ｒｐｍへと上昇した
。そして、セテアリルアルコールが添加された。そしてソルビタンラウラートが添加され
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上昇した。温度を６５℃へと上昇した。３０分後、システムは攪拌しながら冷やされた。
そして、ＤＭＤＭヒダントイン（及び）イオドプロピニルブチルカルバマート（及び）ブ
チレングリコール（及び）水が添加され、トリエタノールアミンの２回目の添加がありｐ
Ｈが６．８となった。
【００３５】
　本発明の組成物の成分（ａ）としてのカプリリルメチコーンの使用は、ヘリパスを備え
るＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ　ＲＶ　ＤＩＩ粘度計を用いてＴＥ－ｓｐｉｎｄｌｅによって２
５℃で１０ｒｐｍで測定される７５００～８０００ｃｐｓの粘度を持つ、非常に滑らかで
均一で、そして安定なサンケア配合物の最終産物をもたらす。
【００３６】
　サンケア配合物へと直接的にカプリリルメチコーン添加する事はカルボマーが反応容器
中で塊になるため、配合物のより低い粘度をもたらす。
【００３７】
　本発明の実施態様によると、カルボマーは水と混合される前にカプリリルメチコーンと
混合され、この事は、１００マイクロメートル（ミクロン）未満の平均粒子径で、そして
およそ２０～５０マイクロメートル（ミクロン）のメディアン粒子径のカプリリルメチコ
ーン中によく分散したカルボマーをもたらす。しかしながら、カルボマーをカプリリルメ
チコーンへと添加する前に水へと分散する事は、およそ０．２から２．５センチメートル
の平均粒子径と、およそ１から１．５センチメートルのメディアン粒子径をもたらす。
【００３８】
　本発明は、好ましい実施態様を参照して記載されてきたが、本発明の範囲から離れるこ
となく、多くの変更をなし得、その要素が等価物によって代替出来ることは当業者は理解
するであろう。本発明を実施するためのベストモードとして開示される特定の実施態様へ
と限定するのでなく、添付される請求項の範囲内のすべての実施態様を本発明が含むこと
が、本発明では意図される。参照によりここに引用されるすべての引用物はここに明確に
組み入れられる。
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